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従来、2個のアイソレーターと1個の合・
分波器で構成されていた光回路部の機能を1
個のアイソレーターに集約し、小型化と低コ
スト化を実現したエルビウムドープ光増幅
器。
開発のポイントは信号波長、励起波長に対

する透過率の確保、従来と同等のアイソレー
ション、精密位置合わせ実装技術など。透過
率は0.5dB以下で光学アイソレーションも従
来と同程度の良好な特性を得ている。サイズ
は90×70×12mmとコンパクトで、部品原
価は従来の70％、実装スペースも従来の
50％に改善。

加速電圧100kV／電子ビーム径1.8nmの

極細線ビームによりシリコン基板上に線幅5

nmのパターンを広領域に描画できる超高精

度電子線描画装置。

加速電圧100kVおよびジルコニアタングス

テン熱電界放射型電子銃の採用により、最小

ビーム径1.8nmの極細線ビームを長時間安定

して使用できるため、10nmオーダーの細線

も従来よりも容易かつシャープに描画でき

る。電子線のエネルギーを対象物の任意の位

置で局所化された微小領域に集中させるため

微細加工分野への新たな用途が期待できる。

［優 秀 賞］ 超高精度電子線描画装置

［優 秀 賞］ 多機能化した非相反光回路による小型高性能光増幅器
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